


















































































































































专利名称(译) 用于反射型液晶显示装置的基板和使用该基板的反射型液晶显示装置

公开(公告)号 US20060152657A1 公开(公告)日 2006-07-13

申请号 US11/368805 申请日 2006-03-06

[标]申请(专利权)人(译) 杉浦NORIO
OHMURO KATSUFUMI
田代国广

申请(专利权)人(译) 杉浦NORIO
OHMURO KATSUFUMI
田代国广

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 SUGIURA NORIO
OHMURO KATSUFUMI
TASHIRO KUNIHIRO

发明人 SUGIURA, NORIO
OHMURO, KATSUFUMI
TASHIRO, KUNIHIRO

IPC分类号 G02F1/1335 G02B5/02 G02B5/08 G02F1/1333 G02F1/13363 G02F1/1337 G02F1/1343 G02F1/139

CPC分类号 G02F1/133504 G02F1/133553 G02F1/1337 G02F1/1393

优先权 2001317500 2001-10-15 JP

其他公开文献 US7511786

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种VA系统的反射型液晶显示装置的低成本，高反射率和高
对比度的反射型液晶显示装置，其提供具有不均匀形状的漫反射板并使
用负介电各向异性液晶和用于a的基板。反射式液晶显示装置。假设反射
板的反射表面具有多个小镜面，则构造小镜子的法向矢量In的方向，使
得在方位角从φn到φn+ 1°的角度范围内存在的概率分布的标准偏差为0.1
或者更多。
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